
ポリスチレン

188.Collagen_D10_1.spe: Collagen_D10_1.point1 Astellas

2019 Apr 4  Al mono  102.4 W  100.0 μ  10.0゜  23.50 eV 5.5465e+003 max 24.12 min

C1s/6: point1/1
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角度分解XPS測定

XPSによる細胞培養基材の分析

最表面の化学結合状態の分析

157.Nu_D45.spe: Nu_D45 Astellas

2019 Apr 2  Al mono  102.4 W  100.0 μ  45.0゜  23.50 eV 2.5359e+004 max 24.12 min

C1s/2/1
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角度分解XPS測定により、異なる深さの情報が得られます。

θ=10°
(最表面の測定)

A ポリスチレン (未処理) B 親水性向上表面処理の実施 (製品X)

C 親水性向上表面処理の実施 (製品Y) D Ⅰ型コラーゲンでのコーティング

・ 表面処理されたポリスチレンの角度分解測定 (ナロー分析)

188.Collagen_D10_1.spe: Collagen_D10_1.point1 Astellas

2019 Apr 4  Al mono  102.4 W  100.0 μ  10.0゜  23.50 eV 5.5465e+003 max 24.12 min

C1s/6: point1/1
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135.polystyrene_d90.spe: polystyrene_d90.share Company Name

2018 Dec 21  Al mono  102.4 W  100.0 μ  90.0゜  23.50 eV 4.5415e+004 max 24.12 min

C1s/2: share/1 (Shft)
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θ=10°で測定することで
最表面の表面処理の違い（化学結合状態）が確認できました。

適用

細胞培養容器
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表面処理層 グリシン

アラニン

プロリン

D

親水性が発現

C-O、C=O
C-C=O

B C

B、C: 親水性残基由来ピーク
D: アミノ酸由来ピーク
が見られました。

細胞培養容器 表面処理 コラーゲン 化学結合状態 XPS測定


